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Abrirse a la ciudad

Ellugar: tension longitudinal y eje ordenador. Pasajes
de zonificacion del predio. La estructura urbana tiene
un orden y medida que el proyecto debe recoger y
respetar.

Respetar la casa existente como imagen legible del
instituto. Dar fachada a los grandes medianeros
al norte con los nuevos edificios como primera
decision de disefio. Los volimenes completan
la manzana restituyéndole escala y orden. Se
constituye la calle y el espacio interior se conecta al
barrio por pasajes y umbrales y se abre al parque.
Construir un interior universitario con identidad propia
creacion de un patio central que le otorga unidad
al instituto de asuntos publicos de la universidad
de chile ofrecer a la ciudad en forma controlada el
antejardin como atrio de ingreso conservando sus
valiosos arboles: araucaria, magnolio, palmeras.
Definicién de un nuevo nivel de suelo.

Generar un espacio interior de gran simbolismo que
articula la casa con el conjunto: hall principal para el
instituto, como una caja de cristal de cuatro alturas.
El instituto de asuntos publicos de la universidad
de chile expresa con fuerza su compromiso con
la generacion del espacio publico y los atributos
del lugar. Se presenta completando una pieza en
la trama de la ciudad sin alardes ni estridencias.
El instituto se organiza en dos volumenes claros
y rotundos (aulas y oficinas) que se cierra con la
biblioteca y que da lugar a un patio que se proyecta
alingreso y al Parque Bustamante.

Hall principal transicion entre la casa y los edificios.
La antigua estructura sin perder se acomoda a la
nueva arquitectura. En la volumetria exterior del
instituto se diferenciay en el interior arma su propio
lugar.
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